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摘要(译)

用于制造具有基板的液晶显示器的掩模包括第一掩模图案，该第一掩模
图案设置在基板的中心，中心线使基板的中心暴露于光。将第二掩模图
案放置在第一掩模图案的左侧，以使基板的左侧曝光。第二掩模图案与
第一掩模图案隔开第一距离。将第三掩模图案放置在第一掩模图案的右
侧，以使基板的右侧暴露于光。第三掩模图案与第一掩模图案隔开第二
距离。
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